
2008 International Conference on 
Compound Semiconductor Manufacturing 
Technology, 14-17  de Abril 2008, Westin 

Chicago Northshore, Chicago, Illinois. 
 
La edición n°23 de “International Conference on 

Compound Semiconductor Manufacturing Technology” tendrá lugar en Chicago, Illinois, Estados Unidos. 
La playa Norte de Chicago ofrece varios puntos de interés, tantos culturales como históricos: toda clase de 
museos, curiosidades arquitecturales, cuenta también parqueos y jardines. La playa Norte de Chicago les 
encantará por su atracción natural y su diversidad. 
 
Para los que prefieren la música, el baile o el teatro, la escena tiene muchas actividades en la playa Norte 
de Chicago. Encontrarán también magnificas playas de arena, maravillosos parqueos públicos, y también 
caminos espectaculares para caminar, correr o recorrer en bici!. Con todas estas actividades, no pueden 
perderse esta conferencia! 
 
El tema clave este año será la optimización de los procesos de fabricación para las tecnologías de 
semiconductores y todos los detalles prácticos de producción de los componentes en estas tecnologías. 
Los temas incluyen la concepción, los materiales y la prueba. 
 
El programa de la conferencia abarca sesiones técnicas, incluyendo una decena de comunicaciones 
invitadas, presentadas por especialistas del mundo entero, un workshop intensivo, y también una exposición 
presentando todas las novedades en materia de equipamientos, substratos, y productos químicos. 
 
El foro interactivo ofrece la oportunidad única a todos los participantes de tener conversaciones informales 
con todos los autores, y las famosas “rump sessions” permiten a todos encontrarse y conversar sobre varios 
asuntos, en un ambiente muy relajado. 
 
Las distintas recepciones (incluyendo la muy famosa recepción internacional) harán de esta conferencia un 
evento ineludible del año 2008! 
 
Para información respecto a Mantech 2008, visiten a www.CSMANTECH.org 
 

2008 International Conference on Compound Semiconductor Manufacturing Technology, April 14-17 
2008, Westin Chicago Northshore, Chicago, Illinois 

The 23th Edition of the International Conference on Compound Semiconductor 
Manufacturing Technology will be held in Chicago, Illinois, USA.  Chicago’s  North Shore 
has numerous cultural and historical attractions.  From museums of every kind and 
architectural landmarks to breathtaking gardens, Chicago's North Shore will astound you 
with its natural beauty and acclaimed diversity.  For those who prefer music, dance, theater, 
and more …the spotlight shines brightly on Chicago's North Shore.  The area has 
spectacular sandy beaches, beautifully landscaped public parks, and scenic lakefront 
jogging and biking trails.1  
 
With all these interesting attractions the conference is sure to be a great success.  This year’s focus will be 
on optimum manufacturing processes for all compound semiconductor (CS) device technologies – the 
practical ‘nuts and bolts’ of the CS device production.  Topics covered include design; materials; fabrication; 
and test. 
 
The program includes practical Technical Sessions including Invited Papers presented by technologists from 
around the world; an intensive multi-topic Workshop; and an Exhibit featuring leading equipment, substrate, 
epitaxy, process chemical vendors and special service providers.  The Interactive Forum gives attendees the 
chance to have informal discussions with Technical Session authors and the popular Rump Sessions enable 
small groups with like interests to convene and converse in a friendly setting.  The Exhibits Reception and 
International Reception round out what is sure to be an excellent CS Mantech 2008! 
 
For information on registration, the Advance Program or exhibiting, please visit www.CSMANTECH.org 
 

                                                 
1 http://www.cnscvb.com/visitors_attractions.cfm 


